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摘要(译)

本发明提供反射和透过复合型薄膜晶体管液晶显示器的制造方法。其包
括：在绝缘基板上形成栅极之后，再在包括所述栅极的绝缘基板上形成
栅绝缘膜的工序；在所述栅绝缘膜上部形成有源层和电阻接触层之后，
再在包括所述有源层和电阻接触层的绝缘基板上与所述电阻接触层重叠
地形成源/漏电极的工序；在包括所述源/漏电极的绝缘基板上形成保护膜
之后，再在所述保护膜上形成树脂层的工序；在所述树脂层上用一张掩
膜以相同曝光量进行一次曝光，在所述树脂层的一侧上形成接触孔，而
在所述树脂层的另一侧上形成具有预定角度的凹凸的凹凸部的工序；在
包括所述接触孔和凹凸部的形成物的上部全部上形成反射板的工序。
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